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摘要(译)

提供了呼吸波形图系统。 该系统包括负载检测器； 重心位置计算单
元； 波形绘制单元，其被配置为基于所述对象的重心位置的时间变化来
绘制所述对象的呼吸波形； 绘制补偿单元，其被配置为补偿呼吸波形的
绘制状态。 绘图补偿单元包括预测波形生成单元，该预测波形生成单元
被配置为基于过去的对象的重心位置的时间变化来生成对象的呼吸波形
的预测波形。 校正距离计算单元被配置为在预定采样时间点计算呼吸波
形和预测波形之间的距离，绘图补偿单元被配置为根据该距离补偿呼吸
波形的绘图状态。
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